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Przyrzad do pomiarow przyczepnosci mokrej warstwy proszkow
do podloza stalego

1
Przedmiotem wynalazku jest przyrzad umozli-

‘wiajacy jednoczesne okre§lenie przyczepnoSci do

podloza warstwy proszkow w stanie mokrym osa-
dzonej z roztworu na tym podlozu.

Spos6b okres$lania przyczepnos$ci do podloza sta-
lego warstwy proszk6w osadzonej z roztworu lub
z zawiesiny na to podloze ma 'szczegdlne znaczenie
w niektérych gateziach przemysitu elektronicznego,
na przyktad stuzy do okre$lania przyczepno$ci
warstwy luminoforu do szklanego podloza balonu
lampy kineskopowej.

Istnieje szereg sposobéw wytwarzania warstw
luminoforu na ekranach balonéw lamp kineskopo-
wych, miedzy innymi czesto jest stosowany spo-
séb sedymentacji polegajgcy na wlaniu do balonu
lampy roztworu wodnego lub zawiesiny proszku
luminoforu i ustawieniu balonu lampy na czeéci
przeznaczonej na ekran lampy. Po uplywie okreslo-
nego czasu, cze$¢ proszk6w z roztworu opada na
dét i osadza sie na wewnetrznej czeSci balonu lam-
py tworzac warstwe trwale przyczepiong do po-
dloza, ktéra po zlaniu roztworu i wysuszeniu sta-
nowi ekran.lampy kineskopowej.

W sposobie tym istotnym jest dostateczne przy-
leganie warstwy luminoforu w stanie mokrym do
szklanego podloza lampy, gdyz w' przypadku nie-
dostatecznego przylegania osadzona warstwa moze
sptyna¢ lub ulec zniszczeniu przy zlewaniu reszty
roztworu z balonu lampy.

Stopien przylegania osadzonej warstwy proszkéw
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okre§la sie na podstawie badania w stanie mokrym
probek osadzonych warstw, czyli tak zwanej przy-
czepno$Sci mokrej. Badanie to polega na oddziaty-
waniu na osadzong warstwe strumienia cieczy w
okre$lonych warunkach, ktéry powoduje oderwanie
pewnej liczby czasteczek i wymywa w warstwie
okragly otwoér. Przy ustalonych warunkach od-
dzialywania strumienia cieczy na osadzong war-
stwe, Srednica otworu moze by¢é miarg przyczep-
nos$ci warstwy.

Urzgdzenie powszechnie stosowane do tego ce-
lu sklada sie z pojemnika na ciecz polgczonego
gietkg rurka, najczesSciej gumowa, z rurka szklang
polgczong z kapilarg, ktéorg wprowadza sie do roz-
tworu w naczyniu z osadzong probnie warstwg
proszkéw, po czym wylot kapilary umieszcza sie
w okreSlonej odlegloSci od warstwy. Wyplyw cie-
czy z kapilary uzyskuje sie przez reczne otwarcie
zaworu zamykajacego zbiornik, a czas wyplywu
mierzy si¢ stoperem.

Pomiary dokonywane tym urzadzeniem wykazu-
ja znaczne roéznice spowodowane nie tylko roézng
przyczepnos$cig osadzonych warstw, ale i niedo-
kladnym ustawieniem odlegloSci kapilary od po-
wierzchni warstwy, zawirowaniami cieczy na po-
czatku wyplywu i niezbyt dokladnym pomiarem
czasu, wskutek czego pomiary te obarczone s3g
znacznym bledem.

Celem wynalazku jest umozliwienie dokonywa-
nia pomiaréw przyczepno$ci warstwy do podloza
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z duzo wigksza dokladno$cia niz za pomoca zna-
nych urzadzen.

Cel ten osiggnieto przez opracowanie przyrzadu
wedlug wynalazku skladajgcego sie ze szklanego
pojemnika cieczy przymocowanego za pomocag ra-
mienia do gdérnej czeSci kolumny statywu, przy
czym dolna cze$§¢ pojemnika wykonana w ksztal-
cie lejka jest polgczona z rurksy zakonczonag kapi-
lara za posrednictwem zaworu szklanego sterowa-
nego za pomocg przekai‘nika elektromagnetycznego,
ktorego metalowy rdzen jest wtopiony w dzwignie
zaworu, a uzwojenie znajdujgce sie na zewnatrz
zaworu jest dolgczone do nastawnego wylacznika
czasowego, a ponadto ponizej kapilary do podsta-
wy statywu jest przymocowany podnoszony pulpit
umozliwiajgcy umieszczenie naczynia zawierajgce-
go badang probke warstwy osadzonej sedymenta-
cyjnie, ktérej odleglosé od kapilary jest ustalana
za pomocg czujnika zegarowego umocowanego w
dolnej czesci kolumny statywu. N

Podstawa statywu jest zaopatrzona w $ruby re-
gulacyjne, umozliwiajgce dokladne wypoziomowa-
nie przyrzadu. Ponadto na kolumnie statywu jest
umocowany dodatkowy uchwyt, ktéry umozliwia
przymocowanie lejka sydementacyjnego i przepro-
wadzenie sedymentacji w naczyniu ustawionym na
pulpicie przyrzadu.

Przyrzad ten umozliwia uzyskanie bardzo kroét-
kiego czasu ofwierania i zamykanja zaworu oraz
dokladng regulacje czasu wyplywu cieczy z kapila-
ry, co zapewnia wielokrotnie powtarzalne warunki
pomiaru umozliwiajace poréwnanie pomiaréw wy-
konanych na réznych prébkach lub w wielu miej-
scach tej samej probki.

Wynalazek zostal blizej obja$niony. na przykla-
dzie wykonania przyrzadu uwidocznionym na zalg-
czonym rysunku.

Szklany pojemnik 1 na ciecz jest przymocowa-
ny do kolumny 3 statywu za pomocg uchwytu 2.
Dolna cze$¢ pojemnika 1 ma ksztalt lejka 4, do
uj§cia ktérego dolgczona jest rurka 5 zakonczona
kapilarg 6. W lejkowatej czeSci 4 pojemnika
umieszczony jest szklany zawoér 7 z wtopionym
rdzeniem elektromagnesu, ktoérego sterujgce uzwo-
jenie 8 jest umieszczone na zewnatrz lejka 4 i
podtrzymane za pomocg uchwytu 9 przymocowa-
nego do kolumny 3 statywu.

Na podstawie 10 statywu umieszczony jest pul-
pit 11, o regulowanej wysokoS$ci, przeznaczony do
ustawiania na nim naczynia zawierajgcego roz-
twor proszkéw z osadzong na dnie warstwg. Précz
tego na kolumnie 3 statywu jest umocowany ze-
garowy czujnik 12 umozliwiajgcy dokladne usta-
lenie odlegloSci badanej warstwy osadzonej na
dnie naczynia od wylotu kapilary.

Sterujgce uzwojenie 8 zaworu 7 sterowanego ele-
ktromagnetycznie dolgczone jest do sieci zasilajg-
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cej prze;z czasow&, nastawny wylacznik 13 uru-
chamiany przyciskowym wytacznikiem 14.

Podstawa 10 statywu zaopatrzona .jest w Sruby
regulacyjne przeznaczone do wypoziomowania apa-
ratu. '

Dodatkowy uchwyt 15 na statywie umozliwia
umocowanie sedymentacyjnego lejka’ 16 “umozli~
wiajacego przeprowadzenie sedymentaciji ‘warstwy
proszkéw w naczyniu ustawionym na pulpicie.

W celu zbadania prébki umieszcza sie na pulpi-
cie 11 naczynie z warstwa osadzong na dnie i za.
pomocg zegarowego czujnika 12 ustala sie odleglosé:
warstwy od wylotu kapilary 6. Do pojemnika 1
wlewa sie¢ odpowiednia ciecz, a na czasowym wy-
Iaczniku 13 nastawia sie czas dziatania.

Nastepnie sterujacym przyciskiem 14 uruichamia
sie czasowy wylacznik 13, ktéry uruchamia prze-
kaznik otwierajacy zawér 7, wskutek czego naste-
puje wyplyw cieczy z kapilary. Ciecz wymywa w-
osadzonej warstwie okragly kontur, ktérego $redni--
ca jest miarg poréwnawcza przyczepnoS$ci warstwy
do podloza. _ i

Przez zastosowanie elektromagnetycznie urucha-
mianego zaworu 7 uzyskuje sie nie tylko dokladne
ustalenie czasu wyplywu cieczy z kapilary 6 lecz:
réwniez zmniejsza sie do minimum stany nie-
ustalone i zawirowania wyplywajacej cieczy, po-
wstajgce w momencie otwierania i zamykania za-
woru wskutek czego uzyskuje sig powtarzalne wy-
niki pomiaréw. ) '

Zastrzezenia patentowe

1. Przyrzad do pomiaréw przyczepnoSci mokrej
warstwy proszk6w do podloza stalego, zawierajacy
szklany pojemnik cieczy przymocowany do gérnej.
czeSci kolumny statywu, znamienny tym, ze dolna:
cze$é pojemnika (1) jest wykonana w ksztalcie
lejka (4) i jest polgczona z rurksy (5) zakonczona.
kapilarg (6) za poérednictwem szklanego zaworu.
(7) sterowanego za pomocg przekaznika elektro--
magnetycznego, ktérego metalowy rdzen jest wto-:
piony w dZwignie zaworu (7), a uzwojenie (8) znaj-
dujgce sie na zewnatrz zaworu (7) jest dolgczone
do nastawnego czasowego wylacznika (13), a po-
nadto ponizej kapilary (6) do podstawy statywu
jest przymocowany podnoszony pulpit (11) umozli-
wiajagcy umieszczenie naczynia zawierajgcego ba-
dang probke warstwy osadzonej sedymentacyjnie,.
ktorej odleglo§¢ od kapilary (6) jest ustalana za
pomoca zegarowego czujnika (12) umocowanego w
dolnej czesci kolumny (3) statywu.

2. Przyrzad wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
na kolumnie (3) statywu jest umocowany uchwyt.
(15) umozliwiajgcy przymocowanie sedymentacyj-
nego lejka (16) celem przeprowadzenia sedymenta-
cji w naczniu ustawionym na pulpicie (11) przy-
rzadu. :
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